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高磁場・高感度ＮＭＲ利活用促進シンポジウム及び実習 

 

防衛大学校 応用化学科 浅野敦志 

 

主催：（独）理化学研究所 NMR 施設 

共催： 高分子学会ＮＭＲ研究会（予定） 

理研ＮＭＲ施設における、高分子材料や無機素材等の利用に対応できる、高磁場 NMR

や固体超高速 MAS の利用と活用のためのシンポジウム及び実習会を実施します。 

 

日時：2014 年 6 月 6 日（金） 11:00 – 17:40 

会場：理化学研究所・横浜キャンパス 交流棟ホール 1 階 

〒239-0045 横浜市鶴見区末広町 1-7-22,  http://www.yokohama.riken.jp/access/ 

プログラム https://www.ynmr.riken.jp/nmrsymposium2014.html を参照 

 

参加申し込み：上記理研 NMR 施設のホームページからお申込み下さい。 

（参加申し込み締め切り：6 月 4 日（水）、懇親会参加希望の方は申し込み締め切り：

5 月 26 日（月）） 

参加費：無料  懇親会費：2000 円 

連絡先：防衛大学校応用化学科 浅野敦志 asanoa@nda.ac.jp 

        理化学研究所 秋山弘成 hironari.akiyama@riken.jp 

 

 

交流棟(1F) 

理化学研究所横浜キャンパスへの交通アクセス 

（バス）JR・京急鶴見駅 東口バスターミナル 7番乗降口 

川崎鶴見臨港バス（鶴 08系統）「ふれーゆ」行き 

「理研・市大大学院前」下車 徒歩 1分 

（鉄道）JR鶴見線鶴見小野駅下車 徒歩 15分 
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